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Bereich Hilfsmittel

Abreibesymbole
Abreibeschriften
Atzmittel
Atzmaschinen
Atzsysteme

Filme

Klebesymbole
Lay-Out Material
Photo - Basismaterial
Photolack

Entwickler
Reinigungsmittel
Atzresiststifte
Speziallampen
Farbpaste

pH - MeBstreifen
Stripper
Ldsungsmittel
GieRBharze
Belichtungsgerate
Tafelscheren
Transferbogen
Klebesymbole
Rasterfolien
Montagefolien
Sonderchemikalien
Stromlose Zinnbader
Stromlose Silberbader
SENO-FIX statt Sprays

SENO - GS-System -
das Labor in der Schublade

und vieles andere...

SENC

SENO ist ein eingetr.
Warenzeichen der
Kepets GmbH & Co

Nordstrasse 24
35641 Schoffengrund
Germany
Tel. +49 (0) 6445 5023/24
Fax +49 (0) 6445 5810

SYSTEMTECHNIK

SENO 4006 Spezialentwicklerkonzentrat

Professionelles Flussigkonzentrat 1 : 15 fur Photopositivlacke

Vollig neue Formulierung
Blitzschneller Entwickleransatz

Schnelle Entwicklung - typ. 15 sec.

Extremer Sicherheitsspielraum
Unubertroffene Konturenschéarfe
Einsetzbar in allen Verfahren

11 Konzentrat ergibt 10 - 20 | Entwickler

Frei von Natrium- und Kaliumhydroxyd

SENO 4006 ist eine Neuentwicklung aus dem SENO -
Labor, die das Entwickeln von Photopositiviacken ent-
scheidend erleichtert und verbessert.

SENO 4006 ist geeignet fir alle handelstublichen, alka-
lisch entwickelbaren Photopositivlacke und Photoposi-
tiv-Basismaterialien sowie Trockenlaminate und kann in
allen gebrauchlichen Entwicklungsverfahren eingesetzt
werden.

Die vollig neue Formulierung bietet aufgrund der ausge-
zeichneten Pufferung eine erheblich gesteigerte Stand-
zeit sowie gleichzeitig - bei verkurzter Entwicklungsdau-
er - eine betrachtlich erhéhte Sicherheit gegen Uberent-
wicklung (und damit gegen Bildverlust beim Atzen).

Das Sicherheitsverhéltnis von SENO 4006 betragt 1:50,
d.h., die Platine kann 50 mal so lange im Entwicklerbad
verweilen, wie sie zur Ausentwicklung benétigt hat.

SENO 4006 ist weltweit das erste Konzentrat 1:15 (1 Teil
Konzentrat + 14 Teile Wasser), welches zudem noch
NaOH- und KOH -frei ist.

Dank der unubertroffenen Entwicklungsergebnisse und
der hohen Wirtschaftlichkeit ist es tGberall unentbehrlich,
wo schnell und zuverlassig entwickelt werden soll.

Lieferformen

SENO 4006 Enwicklerkonz. ca. 11
fur 10 - 20 | Entwicklerldsung

SENO 4006 Enwicklerkonz. ca. 10|
fuir 100 - 200 | Entwicklerldsung

Best.-Nr. 4006 V01

Best.-Nr. 4006 V10

Ansatz : Konzentrat vor Gebrauch kurz
aufschitteln. Der Standardansatz betragt
1 Teil Konzentrat + 14 Teile Wasser.

Fur normale Anwendung kann Leitungs-
wasser verwendet werden, da SENO
4006 durch seine starke Pufferung die
Wasserhérte bindet. Bei erhéhter Anfor-
derung empfehlen wir, destilliertes Was-
ser zu verwenden.

Die bendtigte Menge Wasser von Raum-
temperatur vorlegen, dann das Konzen-
trat dazugeben und kurz durchriihren.

Beispiel: Eine Kiuvette von 5 | Inhalt wird
mit4,65 | Wasser von ca. 20°C aufgefiillt,
dann werden 0,35 | Konzentrat dazuge-
geben und die Mischung kurz durchge-
ruhrt.

Da das Konzentrat sich sofort mit dem
Wasser vermischt ohne Losungswéarme
Zu erzeugen, ist der Entwickler unmittel-
bar nach dem Ansetzen gebrauchsfertig.

Konzentration : Aufgrund der sehrun-
terschiedlichen Photolacke sowie deren
thermische Behandlung beim Trocknen,
kann eine starkere oder schwachere Kon-
zentration erforderlich sein. Wir empfeh-
len daher, ausgehend vom Standardan-
satz, einen kleinen Testansatz zu ma-
chen.

Die Konzentration ist dann richtig, wenn
die Platine in 15 - 25 sec. voll ausent-
wickelt ist.

Entwickeln : SENO 4006 eignet sich
fur alle Entwicklungsverfahren.

In Wannen und Kivetten sollte die Ent-
wicklertemperatur 20° C betragen.

Entsorgung: Verbrauchte Entwicklerl6-
sungen einer ordentlichen Entsorgung
(z.B. Sondermill-Sammelstelle) zufuh-
ren oder wie folgt neutralisieren:

Entwicklerlésung aufpH 8,5-9 anséauern.
Dabei fallt der grof3te Teil der gelésten or-
ganischen Stoffe aus.

Losung dekantieren bzw. filtern und vor
dem Ablassen auf pH 6,5 - 8,5 einstellen.

Die abgetrennten Rickstande kdnnen in
behordlich genehmigten Anlagen ver-
brannt werden.

Abfall-Schliissel-Nr.:
Fur benutzte Entwicklerbader 52723

Sicherheitsdatenblatt nach DIN
52900 umseitig




